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PRILOGA 3 
Mejne vrednosti 

 
1. 7LVNDUVWYR�LQ�JUDILþQD�GHMDYQRVW 
 
1.1 Naprave za  rotacLMVNL�RIVHWQL�WLVN�]�YURþLP�VXãHQMHP� 
 
1.1.1 0HMQD�NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�Y�]DMHWLK�RþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK 
 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/Nm3) 

Opombe 

100   15 - 25 
20(1)  (1)�SUL�QDNQDGQHP�VHåLJX 

YHþ�NRW��� 20   
 
1.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND�����YQRVD�RUJDQVNLK�WRSLO��+ODSQH�RUJDQVNH�
VSRMLQH��YVHERYDQH�Y�]DMHWLK�QHRþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK��VH�SULãWHYDMR�N�QH]DMHWLP�
HPLVLMDP��2VWDQHN�RUJDQVNLK�WRSLO�Y�NRQþQHP�SURL]vodu se ne šteje med nezajete emisije. 

 
1.1.3 Posebne zahteve 
 

'HOHå�L]RSURSDQROD�Y�YODåLOQHP�VUHGVWYX�QH�VPH�SUHVHJDWL���PDVQLK�SURFHQWRY��6NODGQR�V�
VWDQMHP�UD]YRMD�WHKQLNH�MH�WUHED�]DJRWRYLWL�QDGDOMQMH�]QLåHYDQMH�YVHEQRVWL�L]RSURSDQROD�SRG�
navedeno vrednost. 

 
 
1.2 Naprave za rotacijski globoki tisk (bakrotisk) za publikacije 
 
1.2.1 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/Nm3) 

Opombe 

YHþ�NRW��� 75  
 
1.2.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWih emisij 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND������SUL�REVWRMHþLK�QDSUDYDK�SD�����YQRVD�
organskih topil.  

 
 
1.3 Naprave za druge tiskarske dejavnosti 
 
1.3.1 0HMQD�NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RþLãþHQH�RGSDGQH�SOLQH 
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Poraba topil 

(t/leto) 
Mejna koncentracija 

(mg C/Nm3) 
Opombe 

100 YHþ�NRW��� 
20(1)  

(1)�SUL�QDNQDGQHP�VHåLJX 

YHþ�NRW���(2) 100 (2) Prag porabe topil za rotacijski sitotisk na 
tekstilije in lepenko 

 
1.3.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�NROLþLna(1) �L]UDåHQD�
v % vnosa organskih topil 

Opombe 

15-25 25 
YHþ�NRW��� 20 

 
 

YHþ�NRW���(2) 

 
 

20 

(1) Hlapne organske spojine, vsebovane v 
]DMHWLK�QHRþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK��VH�
prištevajo k nezajetim emisijam  

(2) Prag porabe topil za rotacijski sitotisk na 
tekstilije in lepenko 

 
 
2. ýLãþHQMH�SRYUãLQ�PDWHULDORY�DOL�SURL]YRGRY 
 
2.1 1DSUDYH�]D�SRYUãLQVNR�þLãþHQMH 
 
2.1.1 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/Nm3) 

Opombe 

YHþ�NRW 2 75 (1)  (1)�QL�WUHED�XSRãWHYDWL��þH�YVHEQRVW�RUJDQVNLK�
WRSLO�Y�XSRUDEOMDQHP�þLVWLOQHP�VUHGVWYX�QH�
presega 30% in ne vsebuje nevarnih snovi iz 
���LQ����þOHQD�WH�XUHGEH 

 
 
2.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�NROLþLQD �L]UDåHQD�Y�
% vnosa organskih topil 

Opombe 

2-10 20(1) 
YHþ�NRW��� 15(1) 

(1)�QL�WUHED�XSRãWHYDWL��þH�YVHEQRVW�RUJDQVNLK�
WRSLO�Y�XSRUDEOMDQHP�þLVWLOQHP�VUHGVWYX�QH�
presega 30% in ne vsebuje nevarnih snovi iz 
���LQ����þOHQD�WH�XUHGEH  
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2.2 1DSUDYH�]D�SRYUãLQVNR�þLãþHQMH��NL�XSRUDEOMDMR�VSRMLQH�L]����LQ����þOHQD��NL�QLVR�
halogenirane) 

 
2.2.1 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg spojin/Nm3) 

Opombe 

YHþ�NRW�� 20   
 
2.2.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMetih emisij 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�NROLþLQD �L]UDåHQD�Y�
% vnosa organskih topil 

Opombe 

1-5 15 
YHþ�NRW�� 20 

 

 
 
3. .HPLþQR�þLãþHQMH�WHNVWLOD� 
 
3.1 1DSUDYH�]D�NHPLþQR�þLãþHQMH�WHNVWLOD 
 
3.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna vrednost 
emisijskega faktorja 

(g/kg)(1) 

Opombe 

YHþ�NRW�� 20 (1) ,]UDåHQR�NRW�UD]PHUMH�PHG�PDVR�L]SXãþHQLK�
hlapnih organskih spojin v gramih in maso 
RþLãþHQHJD�LQ�SRVXãHQHJD�EODJD�Y�
kilogramih 

 
3.1.2 'UXJH�GRORþEH 

Pri napravah, ki uporabljajo le topila na osnovi ogljikovodikov (HC), se šteje, da so zahteve 
L]�WRþNH�������L]SROQMHQH�WXGL��þH� 
a) þLãþHQMH�LQ�VXãHQMH�EODJD��NL�VH�þLVWL��SRWHNDWD�VNODGQR�V�VWDQMHP�WHKQLNH�Y�]DSUWHP�

sistemu, 
b) samodejni zapah zagotavlja, da se lahko polnilna vrata odprejo šele po�NRQþDQHP�

procesu sušenja, ko koncentracija HC v bobnu, ki se kontrolira, ne presega vrednosti 
2 g/m3, 

c) se uporabljajo le topila na osnovi HC, 
- katerih celotna vsebnost aromatov ne presega 1 ut. % 
-�NDWHULK�YVHEQRVW�EHQ]HQD�LQ�SROLFLNOLþQLK�DURPDWRY�]QDãD�QDMYHþ������XW��%, 
-�NDWHULK�YVHEQRVW�KDORJHQRY�QH�SUHNRUDþXMH������XW���� 
-�NDWHULK�YQHWLãþH�MH�QDG����ºC, 
-�NL�VR�SUL�REUDWRYDOQLK�SRJRMLK�WHUPLþQR�VWDELOQL� 
-�NDWHULK�YUHOLãþD�SUL������PEDU�VR�Y�REPRþMX�RG�����GR�����ºC, 
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d) VH�XSRUDEOMD�OH�SRPRåQD�VUHGVWYD�LQ�GRGDWNH�EUH]�KDORJHQRY�]�YQHWLãþHP�QDG����ºC, ki so 

Y�REUDWRYDOQLK�SRJRMLK�WHUPLþQR�VWDELOQL�LQ�EUH]�VQRYL�L]����LQ����þOHQD�WH�XUHGEH� 
e) NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�Y�L]VHVDQHP��QHUD]UHGþHQHP�RGSDGQHP�SOLQX�SUL�

srednjem masnem pretoku v fazi�VXãHQMD�DOL�SUHSLKRYDQMD��YHþMHP�RG�����NJ�K��QH�
presega 0,15 g/m3. 

 
4. Serijsko  lakiranje motornih vozil, vozniških kabin, gospodarskih vozil, avtobusov ali 

tirnih vozil  
 
4.1 Naprave za serijsko lakiranje motornih vozil 
 
4.1.1 0HMQH�NROLþLQH�FHORWQLK�Hmisij  
 

Mejni emisijski faktor Dejavnost 
(poraba topil, 
(t/leto) 

Letna proizvodnja 
lakiranih 
avtomobilov 

Nove naprave 2EVWRMHþH�QDSUDYH 

> 5000 45 g topil/m2 
ali 
1,3 kg topil/karoserijo +  
33 g topil/m2 

60 g topil/m2  
ali 
1,9 kg topil/karoserijo 
+  
41 g topil/m2 

Lakiranje 
novih 
avtomobilov 
�YHþ�NRW���� 

≤ 5000 monocoque 
izvedba ali 
> 3500 šasijska 
izvedba 

90 g topil/m2 
ali 
1,5 kg topil/karoserijo +  
70 g topil/m2 

90 g topil/m2 
ali 
1,5 kg topil/karoserijo 
+  
70 g topil/m2 

 
4.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline po sušenju 
 

Dejavnost(poraba topil, t/leto) Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Lakiranje novih avtomobilov 
�YHþ�NRW���� 

50 

 
Za naprave s porabo topil med 0,5-���WRQ�YHOMDMR�PHMQH�YUHGQRVWL�L]�WRþNH����� 

 
4.2 Naprave za serijsko lakiranje vozniških kabin 
 
4.2.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Mejni emisijski faktor 
(g topil/m2) 

Dejavnost 
(poraba topil, t/leto) 

Letna proizvodnja 
lakiranih avtomobilov 

Nove naprave 2EVWRMHþH�QDSUDYH 
Lakiranje novih kabin 
tovornjakov 
�YHþ�NRW���� 

≤ 5000 
> 5000 

65  
55  

85  
75  
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4.2.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline po sušenju 
 

Dejavnost  
(poraba topila, t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Lakiranje novih kabin tovornjakov 
�YHþ�NRW���� 

50 

 
Za naprave s porabo topil med 0,5-���WRQ�YHOMDMR�PHMQH�YUHGQRVWL�L]�WRþNH����� 

 
 
 
 
4.3 Naprave za lakiranje gospodarskih vozil 
 
4.3.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORtnih emisij 
 

Mejni emisijski faktor 
(g topil/m2) 

Dejavnost 
(poraba topil, t/leto) 

Letna proizvodnja 
lakiranih 
avtomobilov Nove naprave 2EVWRMHþH�QDSUDYH 

Lakiranje novih 
kombijev in tovornjakov  
�YHþ�NRW���� 

 
≤ 2500 
> 2500 

 
90  
70  

 
120  
90  

 
4.3.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline po sušenju 
 

Dejavnost  
(poraba topil, t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Lakiranje novih kombijev in tovornjakov  
�YHþ�NRW���� 

50 

 
Za naprave s porabo topil med 0,5-15 ton veljajo mejne�YUHGQRVWL�L]�WRþNH����� 

 
 
4.4 Naprave za lakiranje avtobusov 
 
4.4.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Mejni emisijski faktor  
(g topil/m2) 

Dejavnost  
(poraba topil, t/leto) 

Letna proizvodnja 
lakiranih 
avtomobilov Nove naprave 2EVWRMHþH�QDSUDYH 

Lakiranje novih 
avtobusov  
�YHþ�NRW���� 

≤ 2000 
> 2000 

210  
150  

290  
225  
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4.4.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline po sušenju 
 

Dejavnost 
(poraba topil, t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Lakiranje novih avtobusov  
�YHþ�NRW���) 

50 

 
Za naprave s porabo topil med 0,5-���WRQ�YHOMDMR�PHMQH�YUHGQRVWL�L]�WRþNH����� 

 
 
4.5 Naprave za lakiranje tirnih vozil 
 
4.5.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Dejavnost  
(poraba topil, t/leto) 

Mejni emisijski faktor 
(g topil/m2) 

Opombe 

Lakiranje tirnih vozil  
�YHþ�NRW����� 

90 
130(1) 

(1)�]D�REVWRMHþH�QDSUDYH�GR�����
decembra 2005 

 
 
4.5.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline po sušenju 
 

Dejavnost  
(poraba topil, t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Lakiranje tirnih vozil 
�YHþ�NRW����� 

50 

 
 
5. /LþDQMH�YR]LO 
 
5.1 1DSUDYH�]D�OLþDQMH�YR]LO 
 
5.1.1 0HMQD�NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RþLãþHQH�RGSDGQH�SOLQH 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

0,5 - 15 50(1) (1) Velja za 15-minutna pRYSUHþMD 
 
5.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND�����YQRVD�RUJDQVNLK�WRSLO��.�QH]DMHWLP�HPLVLMDP�
VH�SULãWHYDMR�WXGL�KODSQH�RUJDQVNH�VSRMLQH��YVHERYDQH�Y�]DMHWLK�QHRþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK� 
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6. 3RYUãLQVND�]DãþLWD�kovinskih kolobarjev 
 
6.1 1DSUDYH�]D�SRYUãLQVNR�]DãþLWR�NRYLQVNLK�NROREDUMHY 
 
6.1.1 0HMQD�NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RþLãþHQH�RGSDGQH�SOLQH 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

YHþ�NRW��� 50 
20(1) 
150(2) 

 

(1) vHOMD�SUL�QDNQDGQHP�VHåLJX 
(2) velja za naprave s ponovno uporabo 

organskih topil 
 
6.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND������SUL�REVWRMHþLK�QDSUDYDK�SD�����YQRVD�
organskih topil. K nezajetim emisijam se prištevajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane 
Y�]DMHWLK�QHRþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK� 

 
7. 3RYUãLQVND�]DãþLWD�åLþQLK�QDYLWLM 
 
7.1 1DSUDYH�]D�SUHPD]RYDQMH�åLþQLK�QDYLWLM� 
 
7.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejni emisijski faktor 
�J�NJ�åLFH� 

Opombe 

YHþ�NRW��                  5 
10 (1) 

 

(1)�3RYSUHþQL�SUHPHU�åLFH�������PP 
 
8. 3RYUãLQVND�]DãþLWD�GUXJLK�NRYLQVNLK�DOL�SODVWLþQLK�SRYUãLQ 
 
8.1 1DSUDYH�]D�SRYUãLQVNR�]DãþLWR�GUXJLK�NRYLQVNLK�DOL�SODVWLþQLK�SRYUãLQ 
 
8.1.1 Mejna koncentracija hlapnih organskLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RþLãþHQH�RGSDGQH�SOLQH 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

5-15 100(1) (1) velja za postopke nanašanja premaznega 
sredstva in sušenja  

50 (2) (2) za sušenje premaznega sredstva 
75 (3) (3) za nanašanje premaznega sredstva 
20 (4) (4)�YHOMD�SUL��QDNQDGQHP�VHåLJX 

YHþ�NRW��� 

150 (1),  (5)  (5) velja za naprave s ponovno uporabo  
organskih topil  
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8.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�SUL�SRUDEL�WRSLO�RG��-15 t/leto enaka  25%, pri porabi nad 
15 t/leto pa 20% vnosa organskih topil. K nezajetim emisijam se prištevajo tudi hlapne 
RUJDQVNH�VSRMLQH��YVHERYDQH�Y�]DMHWLK�QHRþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK� 

9. 3RYUãLQVND�]DãþLWD�OHVHQLK�SRYUãLQ 

9.1 Naprave za premazovanje lesa  
 
9.1.1 Mejna NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RþLãþHQH�RGSDGQH�SOLQH 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

15 - 25 100 (1) (1) velja za postopke premazovanja in sušenja 
pri zaprtih pogojih  

50 (2) (2)  velja za postopke sušenja premaznega 
sredstva pri zaprtih pogojih 

75 (3) (3) velja za postopke nanašanja premaznega 
sredstva pri zaprtih pogojih 

YHþ�NRW��� 

20 (4) (4) �YHOMD�SUL�QDNQDGQHP�VHåLJX 
 
9.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�NROLþLQD(1)  
izUDåHQD�Y���YQRVD�

organskih topil 

Opombe 

15 - 25 25 
YHþ�NRW��� 20 

(1) Pri zaprtih pogojih, hlapne organske 
VSRMLQH��YVHERYDQH�Y�]DMHWLK�QHRþLãþHQLK�
odpadnih plinih, se prištevajo k nezajetim 
emisijam  

 
10. Površinska obdelava tekstilij, tkanin, folij ali papirja 
 
10.1 1DSUDYH�]D�EDUYDQMH��WLVNDQMH��NHPLþQR�DSUHWLUDQMH�DOL�JXPLUDQMH�WHNVWLOLM�LQ�WNDQLQ�WHU�
naprave za premazovanje, impregnacijo in apretiranje folij in papirja 
 
10.1.1 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

5-15 100(1) (1) velja za postopke nanašanja premaznega 
sredstva in sušenja  

50 (2) (2) za sušenje premaznega sredstva 
75 (3) (3) za nanašanje premaznega sredstva 
20 (4) (4) velja pri naknDGQHP�VHåLJX 

9Hþ�NRW��� 

150 (1),  (5)  (5) velja za naprave s ponovno uporabo 
organskih topil  
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10.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND������YQRVD�RUJDQVNLK�WRSLO� 
 
 
11. Površinska obdelava usnja 
 
11.1 Naprave za površinsko obdelavo usnja 
 
11.1.1 0HMQD�NROLþLQD celotnih emisij 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejni emisijski faktor 
(g/m2) (2) 

Opombe 

85 10 – 25 
150 (1) 

YHþ�NRW��� 75 
 150 (1) 

(1)  za površinsko obdelavo posebnih usnjenih 
izdelkov, ki se uporabljajo kot drobno 
potrošnjo blago, kot so torbe, pasovi, denarnice 
in podobni izdelki, in za površinsko obdelavo 
NYDOLWHWQHJD�REOD]LQMHQHJD�XVQMD��þH�VWDQMX�
UD]YRMD�WHKQLNH�XVWUH]D�VWURåMD�YUHGQRVW��VH�
upošteva le-to 

(2)�L]UDåHQR�Y�JUDPLK�L]SXãþHQHJD�WRSLOD�QD�P2 

izdelka 
 
 
12. Impregnacija lesa 
 
12.1 1DSUDYH�]D�LPSUHJQDFLMR�OHVD�]�XSRUDER�VUHGVWHY�]D�]DãþLWR�OHVD��NL�YVHEXMHMR�WRSLOD 
 
12.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejni emisijski faktor 
(kg/m3) 

Opombe 

YHþ�NRW��� 11(1) (2) (1) L]UDåHQR�Y�NLORJUDPLK�L]SXãþenega topila na 
m3  impregniranega lesa 

(2) pri impregnaciji s kreozoti velja za 
GRVHåHQR��þH�VH�XSRUDEOMDMR�L]NOMXþQR�
sredstva z manj kot 2 ut.% hlapnih 
organskih spojin 

 
 
12.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

YHþ�NRW��� 100   
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12.1.3 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND�����YQRVD�RUJDQVNLK�WRSLO� 
 
12.1.4 Posebne zahteve 
 

0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�L]�WRþNH��������YHOMD�NRW�DOWHUQDWLYD�
PHMQL�NRQFHQWUDFLML�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RGSDGQH�SOLQH�L]�WRþNH��������LQ�PHMQL�
NROLþLQL�QH]DMHWLK�HPLVLM�SR�WRþNL�������� 

 
 
13. 3URL]YRGQMD�OHVQLK�LQ�SODVWLþQLK�ODPLQDWRY 
 
13.1 Naprave za laminiranje lesa ali plastike 
 
13.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejni emisijski faktor 
(g/m2) 

Opombe 

YHþ�NRW�� 30   
 
 
14. Nanašanje lepil 
 
14.1 Naprave za nanašanje lepil 
 
14.1.1 0HMQD�NRQFHQWUDFLMD�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RþLãþHQH�RGSDGQH�SOLQH 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

50  5 - 15 
150 (1) (1) velja za naprave s ponovno uporabo 

organskih topil 
50  9Hþ�NRW��� 

150 (1)  
 20 (2) (2) SUL�QDNQDGQHP�VHåLJX 

 
14.1.2 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�NROLþLQD�L]UDåHQD�Y�
% vnosa organskih topil 

Opombe 

 5  - 15 
25  
 9Hþ�NRW��� 

20  
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14.1.3 Posebne zahteve 
 

K nezajetim emisijam se prištevajo tudi hlapne organske spojine, vsebovane v zajetih 
QHRþLãþHQLK�RGSDGQLK�SOLQLK� 

 
 
15. Proizvodnja obutve 
 
15.1 Naprave za proizvodnjo obutve 
 
15.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejni emisijski faktor 
(g/izdelek) (1) 

Opombe 

YHþ�NRW�� 25 (1)�L]UDåHQR�Y�JUDPLK�L]SXãþHQHJD�WRSLOD�QD�SDU�
obutve 

 
 
16. Proizvodnja premaznih sreGVWHY��EDUY�LQ�ODNRY���VUHGVWHY�]D�]DãþLWR�OHVD�LQ�]JUDGE��

lepil ali tiskarskih barv 
 
16.1 1DSUDYH�]D�SURL]YRGQMR�SUHPD]QLK�VUHGVWHY��EDUY�LQ�ODNRY���VUHGVWHY�]D�]DãþLWR�OHVD�LQ�

zgradb, lepil ali tiskarskih barv 
 
16.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna vrednost emisije 
L]UDåHQD�Y����YQRVD�

organskih topil 

Opombe 

100 - 1000 5  
YHþ�NRW�����  3 

 

 
16.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

>100  150   
 
 
 
16.1.3 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�NROLþLQD(1) �L]UDåHQD�
v % vnosa organskih topil 

Opombe 

100 - 1000  5 
YHþ�NRW�����  3 

(1)�QH�YNOMXþXMH�WRSLO��NL�VH�SURGDMR�NRW�GHO�
premaznih sredstev v zatesnjenih posodah 
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16.1.4 Posebne zahteve 
 
0HMQH�NROLþLQH�FHORWQLK�HPLVLM�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�L]�WRþNH��������YHOMDMR�NRW�DOWHUQDWLYD�PHMQL�
NRQFHQWUDFLML�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RGSDGQH�SOLQH�L]�WRþNH��������LQ�PHMQL�YUHGQRVWL�
QH]DMHWLK�HPLVLM�L]�WRþNH�������� 
 
 
17. 3UHGHODYD�NDYþXND 
 
17.1 1DSUDYH�]D�SUHGHODYR�NDYþXND 
 
17.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

0HMQD�YUHGQRVW�HPLVLMH�L]UDåHQD�
v %  vnosa organskih topil 

Opombe 

YHþ�NRW��� 25  
 
 
17.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

YHþ�NRW��� 20  
 150 (1)  

(1) velja za naprave s ponovno 
uporabo organskih topil 

 
17.1.3 Mejne vrednosti nezajetih emisij 
 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND�����YQRVD�Rrganskih topil. Organska topila, ki se 
kot del izdelkov ali preparatov prodajajo v zaprtih posodah, se ne prištevajo k nezajetim 
emisijam. 

 
17.1.4 Posebne zahteve 
 

0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM�L]�WRþNH��������YHOMD�NRW�DOWHUQDWLYD�PHMQL�NRQFHQWUDFLML�
hlaSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�]D�]DMHWH�RGSDGQH�SOLQH�L]�WRþNH��������LQ�PHMQL�YUHGQRVWL�QH]DMHWLK�
HPLVLM�L]�WRþNH������� 

 
 
18. (NVWUDKLUDQMH�UDVWOLQVNLK�ROM�LQ�åLYDOVNLK�PDãþRE�WHU�UDILQLUDQMH�UDVWOLQVNLK�ROM 
 
18.1 1DSUDYH�]D�HNVWUDKLUDQMH�UDVWOLQVNLK�ROM�LQ�åLYDOVNLK�PDãþRE�WHU�UDILQLUDQMH�UDVWOLQVNLK�ROM 
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18.1.1 0HMQH�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

Poraba 
topil 

(t/leto) 

0HMQD�YUHGQRVW�HPLVLMH�L]UDåHQD�Y�
NJ�W�åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�

materiala 

Opombe 

äLYDOVNH�PDãþREH� 1,5  

Ricinus:  3,0  
5HSLþQR�VHPH�� 1,0  
6RQþQLþQR�VHPH�� 1,0  
Soja (normalno mleta): 0,8  
6RMD��EHOL�NRVPLþL��� 1,2  

> 10 

Druga semena in deli 
rastlin: 

3,0 (1) 

 
 
 

1,5 (2) 

 
 

4,0 (3) 

(1) pri napravah, ki predelujejo posamezne 
serije semen in drugih delov rastlin, se 
celotne emisije zmanjšuje skladno s 
stanjem razvoja tehnike 

(2)  velja za vse postopke frakcioniranja, z 
L]MHPR�þLãþHQMD�ROM��RGVWUDQMHYDQMD�VOX]L�
iz olj)  

(3) velja za odstranjevanje sluzi 
 
19. Proizvodnja farmacevtskih izdelkov 
 
19.1 Naprave za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov 

19.1.1 0HMQD�NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM 
 

0HMQD�YUHGQRVW�HPLVLMH�L]UDåHQD�Y����
vnosa organskih topil 

Poraba topil 
(t/leto) 

nove naprave REVWRMHþH�QDSUDYH 

Opombe 

YHþ�NRW��� 5 15  
 
19.1.2 Mejna koncentracija hlapnih organskih spojin za zajete odpadne pline 
 

Poraba topil 
(t/leto) 

Mejna koncentracija 
(mg C/m3) 

Opombe 

YHþ�NRW��� 20  
 150 (1)  

(1) velja za naprave s ponovno 
uporabo organskih topil 

 
19.1.3 0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM 

0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�MH�HQDND�����SUL�REVWRMHþLK�QDSUDYDK�Sa 15%  vnosa  
RUJDQVNLK�WRSLO��0HMQD�NROLþLQD�QH]DMHWLK�HPLVLM�VH�QH�QDQDãD�QD�WRSLOD��NL�VH�NRW�GHO�L]GHONRY�
DOL�SUHSDUDWRY�SURGDMDMR�Y�]DSUWL�HPEDODåL� 

 
19.1.4 Posebne zahteve 

0HMQD��NROLþLQD�FHORWQLK�HPLVLM�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�L]�WRþNH��������YHOMD kot alternativa 
PHMQL�NRQFHQWUDFLML�KODSQLK�RUJDQVNLK�VSRMLQ�L]�WRþNH��������LQ�PHMQL�NROLþLQL�QH]DMHWLK�
HPLVLM�L]�WRþNH�������� 


